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Abstract of WO0248065 

The invention concerns a glazing comprising at least a transparent substrate provided with a stack of thin 
layers including alternately n functional layer(s) with infrared and/or solar radiation reflection properties 
and n+1 coats consisting of one or several layers of dielectric material such that each functional layer is 
arranged between two coats. At least a visible-light absorbent coat is inserted between two dielectric 
material layers of at least one of said coats. 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



J 



(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLII^E EN VERTU DU TRAITfe DE COOPERATION 

EN MATIERE DE BREVETS (PCT) 



(19) Oi^anisatioD Mondiale de la Propri^t^ 
Intellectuelle 

Bureau international 

(43) Date de La publication Internationale 
20juin 2002(20.06.2002) 




PCT 



lililillllilllllllllllli 

(10) Num^rode publication internationale 

wo 02/48065 Al 



(51) Classification internationale desbrcvets^ C03C17/36 
(21) 



(22) 



Num^ro de la demande internationale : 

PCT/FROl/03955 

Date de dipdt international : 

12 decembre2001 (12.12.2001) 



(25) Langue de d£p6t : 

(26) Langue de publication : 



fran^ais 
fran9ais 



(30) Donates relatives ^ la priority : 

00/16404 15 decembre 2000 (15.12.2000) FR 

(71) D^posant (pour tons les Etats designes saufUS) : SAINT- 
GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; 18, avenue d*Al- 
sace, F-92400 Couibevoie (FR). 

(72) Inventeurs; et 

(75) Inventeurs/D6posants()t7c?w/-C/5sew/eme/i/;: COUSTET, 
Valerie [FR/FR]; 12, rue Voltaire, F-95160 Montmorency 
(FR). NADAUD, Nicolas [FR/FR]; 63, avenue Pasteur, 
F-94250GentiUy (FR). BARRIERES, Fr^d^ric [FR/FR]; 
190A, rue des Landcs, F-78400 Chatou (FR). BROCHOT, 
Jean-Pierre [FR/FR]; 5, rue du General de Maud*Huy, 
F-75014 Paris (FR). 



(74) Mandataires : RENOUS CHAN, V^ronique etc.; 
Saint-Gobain Recherche, 39, quai Lucien Lefranc, 
F-93300 Aubervilliere (FR). 

(81) Etats disign^ (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, 
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, 
DE, DK, DlVt, DZ, EC, EE. ES, H, GB, GD, GE, GH, GM, 
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, 
. LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, 
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, 
TJ, TM, TR, TT, TZ, UA. UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW. 

(84) Etats d^ign^ (regional) : brevet ARIPO (GH, GM, KE, 
LS. MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), bievet 
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet 
europeen (AT. BE, CH, CY, DE, DK, ES, H, FR, GB, GR, 
IE. IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, 
CF, CG, CI, CM, GA, GN. GQ, GW, ML, MR, NE, SN. 
TD, TG). 

Public : 

— avec rapport de recherche internationale 

En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abreviations" figurant au debut de chague numero ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



(54) Title: GLAZING PROVIDED WITH A STACK OF THIN LAYERS FOR SOLAR PROTECTION AND/OR HEAT INSU- 
LATION 



(54) Titre: WRAGEMimD'UNEMPILEMENTDECOUClIESMmCESPOURLAPRareCTIONSOLAIRECT^ 
^ LATIONTHERMIQUE 
< 

1^ (57) Abstract: The invention concerns a glazing comprising at least a transparent substrate provided with a stack of thin layers 
\^ including alternately n functional layer(s) with infrared and/or solar radiation reflection properties and n+1 coats consisting of one or 
O several layers of dielectric niaterial such that each functional layer is arranged between two coats. At least a visible-light absorbent 
22 co3t is inserted between two dielectric material layers of at least one of said coats. 

W (57) Abr£g6 : LMnvcntion a pour objet un vitrage comprenant au moins un substrat transparent muni d'un empilemenl dc couches 
minces comportant une altemance de n couche(s) fonctionnelle(s) k propri6t6s de reflexion dans I'infrarouge et/ou dans le rayon- 
^ nement solaire et de n+1 revStements composes d'une ou plusieurs couches en mat6riau di^lectrique, de mani^re h ce que chaque 
^ couche fonctionnelle soit disposfe entre deux revetements. Au moins une couche absoitante dans le visible est ins6r6e entre deux 
1^ couches de mat^riau di^lecuique d*au moins un desdits revetements. 
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VITRAGE MINI D'UN EMPILEMENT DE COUCHES MINCES POUR LA PROTECTIOiJ SOLAIRE 
ET/OU L' ISOLATION THERMIQUE 

5 

L'invention concerne les substrats transparents, notamment en materiau 
rfgide mineral comme le verre (ou organique comnne un substrat en polymere, 
figide OU flexible), lesdits substrats etant revetus d'un empilement de couches 
minces comprenant au moins une couche a comportement de type metallique 

10 pouvant agir sur le rayonnement solaire et/ou le rayonnement Infrarouge de 
grande longueur d'onde. 

L'invention concerne plus particulierement I'utilisation de tels substrats 
pour fabriquer des vltrages d'isolation thermique et/ou de protection solaire. 
Ces vitrages sont destines aussi bien a equiper le batiments que les vehicules, en 

15 vue notamment de diminuer Teffort de climatisation et/ou de reduire une 
surchauffe excessive entrainee par Timportance toujours croissante des surfaces 
vitrees dans les habitacles. 

Un type d'empilement de couches connu pour conferer aux substrats de 
telles proprietes est constitue d'au moins une couche metallique, comme une 

20 couche d'argent, qui se trouve disposee entre deux revetements en materiau 
dielectrique du type oxyde metallique. Cet empilement est generalement 
obtenu par une succession de depots effectues par une technique utilisant le 
vide comme la pulverisation cathodique eventuellement assistee par champ 
magnetique. Peuvent aussi etre prevues deux couches metalliques tres fines de 

25 part et d'autre de la couche d 'argent, la couche sous-jacente en tant que 
couche d'accrochage, de nucleation, et la surcouche en tant que couche de 
protection ou " sacrificielle " afin d'eviter I'alteration de I'argent si la couche 
d'oxyde qui la surmonte est deposee par pulverisation cathodique en presence 
d'oxygene. 

30 II est ainsi connu des brevets europeens EP-0 611 213, EP-0 678 484 et 

EP-0 638 528 des empilements de ce type, a une ou deux couches a base 
d'argent. 

II est egalement connu du brevet EP-0 847 965 un empilement a deux 
couches d'argent con^u de fagon a pouvoir subir un traitement thermique du 
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type bombage ou trempe sans evolution optique importante, grace a I'utilisation 
de couches barriere a oxygene du type nitrure de silicium et de couches venant 
stabiliser les couches d'argent. 

II est enfin connu du brevet EP*0 844 219 un empilement a deux couches 
5 d'argent -d'epaisseurs tres differentes, permettant d'obtenir des vitrages de 
facteur solaire abaisse a 32% au moins (le facteur solaire FS est le rapport entre 
I'energie totale entrant dans le local a travers le vitrage considere et I'energie 
solaire incidente). 

De fa^on generate, mais plus particulierement dans le domaine des double 

10 vitrages pour I 'habitat, il est interessant de pouvoir regler dans une certaine 
gamme le niveau de transmission lumineuse du vitrage, sans pour autant avoir a 
reconfigurer completement rempilement de couches minces a chaque fois. 

Des solutions ont deja ete proposees pour repondre a cet objectif : le 
brevet FR-2 751 666 propose d'inserer entre le verre et la premiere couche en 

15 dielectrique une couche absorbante a base d'oxyde de fer. Le brevet 
FR-2 708 262 propose dMnserer une couche absorbante du type nitrure de titane 
en contact avec et au dessus de la couche d'argent. Ces solutions presentent 
cependant un inconvenient dans un cas comme dans I'autre, au cas ou 
I'empilement de couches minces subit un traitement tHermique du type recuit, 

20 bombage ou trempe : la couche absorbante va fortement evoluer optiquement 
et/ou faire evoluer optiquement I'empilement de couches dans son ensemble. 

En effet, si elle se trouve au contact du verre, ou de I 'argent, sous I'effet 
de la chaleur, elle va avoir tendance a s'oxyder, a se deteriorer ou a deteriorer 
les couches adjacentes de fa?on plus ou moins controlable. Ainsi, si la couche 

25 absorbante est au contact direct avec la couche d' argent, elle tend a la 
destabiliser en s'oxydant. Si elle est en contact avec le verre, la couche va se 
modifier par diffusion des ions alcalins provenant du verre, 

L'invention a alors pour but de regler le niveau de transmission lumineuse 
de vitrages munis des empilements de couches minces decrits plus haut, sans 

30 I' inconvenient precite, a savoir sans creer une forte evolution optique des 
empilements en cas de traitement thermique. 

Accessoirement, I'invention a aussf pour but de regler le niveau de 
transmission lumineuse et/ou la selectivite du vitrage sans pour autant 
augmenter trop significativement le niveau de reflexion lumineuse exterieure, 
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de preference en cantonnant cette reflexion lumineuse a une valeur inferieure a 
20%. 

Accessoirement, Tinventfon a aussi pour but que ce controle du niveau de 
transmission lumineuse s'obtienne de fa?on relativement simple et soit souple 
5 de mise en ceuvre a I'echelle industrielle. 

L'invention a tout d'abord pour objet un vitrage comprenant au moins un 
substrat transparent muni d'un empilement de couches minces comptant une 
alternance de n couche(s) fonctionnelle(s) a proprietes de reflexion dans 
Tinfrarouge et/ou le rayonnement solaire et de n + 1 revetements composes 
10 d'une ou plusieurs couches en materiau dielectrique, de maniere a ce que 
chaque couche fonctionnelle soit disposee entre deux revetements. En outre, au 
moins une couche absorbante dans le visible est inseree entre deux couches de 
materiau dielectrique d'au moins un desdits revetements. Dans cette 
configuration, la couche absorbante n'est ni en contact direct avec le verre (ce 
15 qui limite les problemes de diffusion d'oxygene et d'alcalin sous I'effet de la 
chaleur), ni en contact direct avec I'argent (ce qui limite les problemes de 
deterioration de la couche d'argent induite par I'oxydation de la couche 
absorbante a son contact, egalement sous I'effet de la chaleur). 

Selon une premiere variante, Tempilement comporte une seule couche 
20 fonctionnelle disposee entre deux revetements (cas ou n = 1). 

Selon une seconde variante, Tempilement comporte deux couches 
fonctionnelles alternees avec trois revetements (cas ou n = 2). 

Avantageusement la ou les couches fonctionnelles sont a base d'argent ou 
en alliage metallique contenant de Targent. 
25 La couche absorbante (ou les couches absorbantes, IMnvention n'etant pas 

limitee a IMnsertion d'une unique couche absorbante) peut etre choisie en 
differents materiaux : il peut s'agir d'un metal ou d'un alliage metallique du 
type Ti, Nb, Zr ou NiCr. II peut aussi s'agir d*un oxyde metallique, comme 
roxyde de chrome, Toxyde de fer ou un oxyde sous-stoechiometrique de titane 
30 ou de zinc. II peut enfin s'agir d'un nitrure metallique, comme le nitrure de 
titane, de niobium, de zirconium, de chrome ou de NiCr. 

De preference, Tepaisseur de la couche absorbante dans le visible selon 
I'invention est cantonnee a de faibles valeurs : son epaisseur est 
avantageusement inferieure ou egale a 7 nm, et meme plutot inferieure a 5 ou 



wo 02/48065 PCT/FRO 1/03955 

4 

3 nm. Osuellement, on choisit une epaisseur comprise entre 1 et 3 nm : la 
premiere caracteristique de la couche absorbante, mentionnee plus haut, est 
son absence de contact direct avec le verre ou avec la couche d'argent. Sa 
seconde caracteristique est sa minceur : tres fine, elle ne sert pas a abaisser 
5 massivement la transmission, mais plutot a I'ajuster precisement de quelques 
pour cents. 

Selon un mode de realisation prefere de I'invention, la couche absorbante 
dans le visible se trouve entre deux couches de dielectriques dont I'une au moins 
est a base d'un nitrure de silicium et/ou d'aluminium. 

10 Dans une premiere variante, elle se trouve entre deux couches de I'un de 

ces nitrures. II s'agit en effet la de la configuration optimale pour " encapsuler " 
au mieux la couche absorbante, pour Tisoler des interactions avec des especes 
risquant de I'oxyder ou de la degrader (oxygene de I'air ou du verre, ou de la 
couche d'oxyde adjacente, especes diffusant de la couche d 'argent sous Teffet 

15 de la chaleur...). En effet, les nitrures de silicfum et/ou d'aluminium sont connus 
pour leur grande inertie chimique, meme a haute temperature. Non seulement 
ils jouent leur role habituel de dielectrique a fonction optique et a fonction de 
protection des couches d'argent (avec un indice de refraction de I'ordre de 2), 
mais en plus ils vont jouer vis-a-vis de la couche absorbante dans le visible le 

20 role de couches-ecran. . 

Dans cette configuration, un traitement thermique du type recuit, 
bombage ou trempe ne va pas (ou tres peu) affecter la couche absorbante, les 
couches de nitrure faisant barriere a I'oxygene et I'empechant de s'oxyder. En 
consequence, il ne va pas y avoir de variation de transmission lumineuse de 

25 I'empilement dans son ensemble plus sensible que celle que I'on observe pour 
Tempilement en Tabsence de couche absorbante (par exemple une modification 
d'au plus 3%)^ 

Dans une seconde variante, la couche absorbante dans le visible est 
disposee dans le revetement entre une couche a base d'oxyde(s) metallique(s) 
30 (ou d'oxyde de silicium) et une couche de nitrure d'aluminium et/ou de silicium. 
La configuration preferee consiste a ce que la couche d'oxyde se trouve sous la 
couche absorbante, et la couche de nitrure au-dessus. Selon cette variante, il y 
a contact direct entre la couche absorbante et la couche d'oxyde. En 
consequence, en cas de traitement thermique, il se peut que la couche 
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absorbante subisse une oxydation, mais d'une part elle est limitee (surtout 
quand elle est surmontee d'un nitrure I'isolant de Toxygene de I'atmosphere), 
d'autre part, cette oxydation peut s'averer benefique, en ce sens que la couche 
absorbante vient « pieger » Toxygene, et preserver ainsi les autres couches de 
5 rempilement de Toxydation. On observe alors generalement une variation de 
transmission lumineuse de rempilement un peu superieure que dans le cas de la 
premiere variante, qui peut aller jusqu'a 4 a 5% par exemple. 

Au moins un des revetements de I'empilement selon I'invention comprend 
au moins une couche d'oxyde choisi parmi Tun au moins des oxydes suivants : 

10 oxyde de zinc, oxyde d'etain, oxyde de titane, oxyde de silicium, oxyde de 
tantale, oxyde de niobium, oxyde de zirconium. Comme cela est expose dans le 
brevet EP-0 847 965 precite, il est en effet interessant que les revetements 
comprennent a la fois des couches d'oxyde metallique et des couches de nitrure 
de silicium ou d'aluminium. 

15 Ainsi, sous au moins une des couches fonctionnelles, il est avantageux 

d'avoir une couche a base d'oxyde de zinc, qui tend a faciliter Tadhesion et la 
cristallisation.de la couche fonctionnelle a base d'argent et a augmenter ainsi sa 
qualite et sa stabilite a haute temperature. 

II est egalement avantageux que la ou au moins une des couches 

20 fonctionnelles soit en dessous d'une couche a base d'oxyde de zinc, pour en 
augmenter Tadhesion. 

Pour assurer que I'empilement puisse subir sans evolution optique trop 
significative des traitements thermiques du type recuit, trempe ou bombage, il 
est preferable que chacun des revetements comprenne au moins une couche en 

25 nitrure de silicium et/ou d'aluminium. 

Optionnellement, une fine couche de metal ou d^oxyde metallique 
sous-stoechiometrique (eventuellement nitruree) peut etre inseree entre chaque 
couche fonctionnelle et le revetement dispose au dessus d'elle et/ou le 
revetement dispose en dessous d'elle. II peut s'agir de couches en titane, 

30 niobium, alliage nickel-chrome, qui sont eventuellement partiellement oxydees 
pendant le depot de I'empilement (quand la couche suivante est deposee par 
pulverisation cathodique reactive en presence d'oxygene). On les designe 
usuellement sous le nom de couches d'accrochage (pour la couche en dessous) 
ou de couche sacrificielle ou de couche " blocker " (pour la couche en dessus). 
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Selon une variante preferee, I'empilement comprend deux couches 
fonctionnelles a base d'argent avec trois revetements, et la couche absorbante 
dans le visible se trouve inseree dans le revetennent dit " ihtermediaire 
c'est-a-dire celui dispose entre les deux couches fonctionnelles. II est apparu 

5 que c'est dans cette configuration que la couche absorbante parait la plus 
stabilisee/isolee, et que I'aspect en reflexion exterieure du vitrage est le 
meilleur. Un exemple d'empilement selon I'invention est le suivant : 

Substrat transparent/Si3N4/ZnO/Ag/ZnO/Si3N4/TiN ou NbN/Ni3N4/ZnO/Ag/ZnO/Si3N4 
avec eventuellement de fines couches de metal (eventuellement oxyde 

10 partiellement) du type titane sur une des faces au moins des couches d'argent. 

L'invention concerne tous les vitrages munis de ces empilements; les 
vitrages feuilletes (ou I'empilement est depose sur un des substrats rigides ou 
sur un substrat flexible du type polyetyleneterephtalate PET que Ton vient 
assembler avec les deux substrats rigides par des feuilles thermoplastiques), les 

15 vitrages feuilletes dits asymetriques, les vitrages multiples du type double- 
vitrage avec de preference I'empilement en face 2 ou en face 3 du vitrage (en 
numerotant les faces des substrats, de faqion conventionnelle, de la face la plus 
exterieure a la face interieure du vitrage une fois monte dans un local), 
^invention concerne plus particulierement les double-vitrages qui presentent : 

20 ^ des transmissions lumineuses Tl d'au plus 75%, notamment d'au plus 70% ou 
65%, notamment d'au moins 40%, ou comprises entre 55 et 65% ou entre 45 et 
55%, notamment aux environs de 50% et 60%, 

et/ou une reflexion lumineuse exterieure Rl inferieure ou egale a 20%, 
notamment d'au plus 17%, 

25 ^ et/ou des valeurs de a* et de b* en reflexion lumineuse exterieure inferieures 
ou egales a 1, de preference negatives (meme apres avoir subi des traitements 
thermiques du type trempe), plus particulierement dans le cas d'empilements a 
deux couches d'argent. 

Le point-cle de T invention est done que la couche absorbante dans le 

30 visible inseree d'une fagon particuliere dans des empilements conventionnels 
permet d'en regler la transmission lumineuse sans evoluer optiquement en cas 
de traitement thermique et/ou sans perturbation de I'aspect en reflexion du 
substrat. 

Avantageusement, la(les) couche(s) absorbante(s) selon I'invention a (ont) 
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une absorption lumineuse intrinseque d'au moins 3%, notamment comprise entre 
4 et 15% ou entre 6 et 12% (chdcune ou Tensemble desdites couches absorbantes 
si rinvention en utilise plusieurs). 

L'invention sera decrite plus en details a I'aide des exemples suivants. 

5 Dans tous les exemples, les empilements sont deposes sur un substrat en 

verre clair silico-sodo-calcique de 6 mm. Le substrat est ensuite monte en 
double- vitrage avec un second substrat de verre identique, de fagon a ce que 
I'empilement soit en face 2 et a ce que la lame de gaz intercalaire entre les 2 
verres soit en argon et de 12 mm d'epaisseur. Ces vitrages sont essentiellement 

10 destines a Inhabitation, en tant que vitrages d'isolation thermique/de controle 
solaire). 

Dans tous les exemples, on fait un premier montage en double-vitrage 
avec le verre muni de couches non trempees, puis un second montage ou le 
verre une fois muni de I'empilement de couches a subi une trempe dans les 
15 conditions usuelles dans le domaine (comprenant un chauffage du verre a 640X 
pendant plusieurs minutes). 

Toutes les couches des empilements sont deposees par pulverisation 
cathodique assistee par champ magnetique : (des couches d'oxyde par 
pulverisation cathodique reactive en presence d'oxygene de cibles metalliques 
20 ou de cibles ceramiques eventuellement sous-stoechiometrique, les couches de 
nitrure par pulverisation cathodique reactive en presence d'azote). 
Exemple comparatlf 1 

L'empilement de couches est le suivant : (le tableau ci-dessous indique 
les epaisseurs des couches en nanometres) 
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Ex. coiTiDaratif 1 




III 11 


Ji3n4 


J J 




10 






Ti 
1 1 


OR 


7nO 


10 




u*t 


ZnO 


10 


Ag 


17,5 


Ti 


0,8 


ZnO 


10 


Si3N4 


21,5 



II est comparatif, puisqu'il n'a pas de couche absorbante dans le visible 
entre deux couches de dielectrique. Les deux couches de titane au-dessus des 
couches d'argent sont tres fines et vont s'oxyder (au moins partiellement) 
5 pendant le depot de la couche suivante en ZnO (tout com me dans les exemples 
suivants). 

Exemples 2 et 3 selon rinvention 

Les exemples reprennent Tempilement de I'exemple 1, en ajoutant une 
couche de nitrure de titane " au milieu " de la couche de Si3N4 du revetement 
10 dielectrique se trouvant entre les deux couches d'argent. II s'agit de la premiere 
variante de I'invention, ou la couche absorbante est protegee de I'oxydation par 
les deux couches qui Tentourent. 

Le tableau ci-dessous regroupe les epaisseurs en nm de chacune des 
couches. 





Example 2 


Exemple 3 
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donnees suivantes : 

^ la transmission Tu en % selon IMUuminant D65 ; 

*♦ la longueur d'onde dominante Ao en transmission, en nm ; 

^ la valeur de reflexion lumineuse exterieure Rlext en % ; 

la valeur de a' et b* en reflexion lumineuse selon le systeme de calorimetrie 
(L, a, b*) ; 

le facteur solaire FS, selon une norme DIN 

Ces valeurs sont donnees pour le double-vitrage sans trempe du verre a 
couches (" sans trempe ") et pour le double-vitrage avec le verre a couches 
trempees (" avec trempe "). 
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Exemole 1 comoaratif 
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Dcemole 2 
sans trempe 
avec trempe 
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17,4 


-0,6 


-2,5 


33 


Exemole 3 

sans trempe 
avec trempe 














57,6 


501 


13,4 


-4,6 


-5,0 


31 


59,5 


497 


14,5 


-2,7 


-7,8 


31 



>■ Avec la couche additionnelle de TiN selon I'invention, on peut abaisser de 
fa^on controlee la Tl de 2 a 7 ou 8%,en ajustant en consequence son epaisseur. 
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tout en conservant un niveau de reflexion exterieure modere, nettement 
inferieur a 2035 (on pourrait obtenir la meme diminution de Tu en epaississant les 
couches d'arigent, mais au detriment de la reflexion lumineuse exterieure, qui 
augmente alors significativement). 
5 >► Cet ajostement peut se faire avec une couche tres mince : moins de 2 nm de 
TIN, done sans ralentir significativement le temps de cycle de production de 
I'empilement, sans en augmenter significativement le coQt ni la complexite.- 
>- L'ajout de cette couche absorbante a aussi comme consequence directe un 
gain d'au moins 1 a 3 points de R. 

10 >► Meme sans trempe, la couche absorbante selon I'invention a un effet 
benefique sur la reflexion exterieure, en I'abaissant d'au moins 1 a 4% (a 
niveaux de Tl comparables), et elle permet de conserver des valeurs de a* et b* 
negatifs (c'est-a-dire une couleur residuelle en reflexion dans les bleu-verts, qui 
est la teinte la plus recherchee actuellement). 

15 >- Tous ces avantages sont conserves meme quand Tempitement subit une 
trempe : bien sur, il y a de legeres variations de Tu ou de Rl, mais la reflexion 
lumineuse reste bien en dessous de 20% (contrairement a I'exemple comparatif 
ou elle augmente de pres de A% et franchit le seuil de 20%). C'est une preuve 
que la couche de TIN est stable, n'a pas (peu) evolue optiquement grace a son 

20 « encapsulation » entre deux nitrures. 

A noter aussi qu'il peut etre preferable que les deux couches de nitrure 
qui entourent la couche de TiN ne soient pas de meme ^paisseur, la plus 
eloignee du substrat pouvant etre plus epaisse de par exemple un tiers 
(d'environ 20, 30 ou 40%) par rapport a I'autre (ou reciproquement). 

25 A noter par ailleurs que I'on peut remplacer la couche de TiN par une 

couche de NbN ou par une couche de metal du type Ti, Nb ou Zr. 

A noter enfin la forte dissymetrie dans les epaisseurs des deux couches 
d'argent, qui suit notamment I'enseignement du brevet EP-0 844 219 precite. 
Exemples 4. 5 et 5 bis 

30 Ces exemples sont proches de I'exemple 3, avec des couches de TiN 

(exemple 4) et de NbN (exemple 5) en tant que couches absorbantes. Us sont 
toujours conformes a la premiere variante de I'invention. 

Le tableau ci-dessous regroupe les epaisseurs en nm de chacune des 
couches de I'empilement : 
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Exemnle 4 






Verre 








Si3N4 


31 


31 


29 


ZnO 


10 


10 


10 


As 


8,5 


8,5 


8 5 


Ti 


0,8 


0,8 


0,8 


ZnO 


10 


10 


10 


Si3N4 


31 


31 


30 


Couche 


NbN : 1,4 


TIN : 1,4 


TiN: 2 


Si3N4 


31 


31 




ZnO 


10 


10 


in 


Ag 


17,0 


17,0 


20,2 


Ti 


0,8 


0,8 


0,8 


ZnO 


10 


10 


10 


Si3N4 


23 


23 


20 



trempe une bonne qualite optique, sans apparition de piqures de corrosion ou de 
petits defauts de moufllage notamment. 

Le tableau ci-dessous recapitule pour ces trois examples les memes 
donnees photometriques que pour les exemples precedents 1 a 3, avec les 
memes conventions, et en plus : 

la purete en traqsmission pe en pourcentage, 

la valeur de AE en reflexion, sans unite, qui, dans le systeme de colorimetrie 
(L, a*, b*) est calculee selon la formule [( a*f - a*i) ^ + (b*f - b*\f + (L*f - L*i)2]^'^ 
avec a*i, b*i et L*i les valeurs avant trempe, et a*f, b*f et L*f les valeurs apres 
trempe. 



Exemples 


Tl 




pe 


RUxt 


a* 


b" 


AE 


FS 


Exemole 4 
avant trempe 
apres trempe 


















58,5 


537 


3,4 


14,2 


-1,0 


-7,8 




32 


59,6 


521 


2,2 


15,7 


-2,7 


-9,0 


2,9 


33 


Exeifiple 5 

avant trempe 


















58,6 


542 


4,6 


14,4 


-0,7 


-9,0 




32 
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apres trempe 


60,4 


531 


2.8 


16.0 


-2.1 


•'1 0.1 


2,7 


33 


Exemple 5bis 
avant trempe 
apres trempe 


















49,4 


500 


6,4 


16,2 


-1,9 


-5,3 




26 


50,6 


494 


2,8 


17,9 


-1,6 


-6,2 




26 



10 



On remarque que Taugmentation de transmission lumineuse apres trempe 
est tres limitee : environ 1,5% avec la couche de NbN, environ 2 ou 1,2% avec 
une couche de TiN suivant son epaisseur. La-encore, la couleur en reflexion 
exterieure evolue peu apres trempe : les valeurs de a* et b* restent negatives, 
avec une diminution de la valeur de a* d'environ -2 et une variation de la valeur 
de b* de ± 1 . L'exemple 5bis est particulierement bon a sur ce point, avec une 
valeur de a* qui n'evolue que de +0,3 et une valeur de b* qui n*evolue que de - 
0,9, 

Exemple 6 

Cet exemple est conforme a la seconde variante de I'invention : la couche 
absorbante se trouve dans le revetement dielectrique superieur (au-dessus de la 
seconde couche d'argent), entre une couche d'oxyde et une couche de nitrure. 

Le tableau ci-dessous regroupe les epaisseurs en nm de chacune des 
couches de I'empilement : 



15 





Ex.6 


Verre 


nm 


Si3N4 


31 


ZnO 


10 


Ag 


8,5 


Ti 


0,8 


ZnO 


10 


Si3N4 


62 


ZnO 


10 


Ag 


17,0 


Ti 


0,8 


ZnO 


10 


TiN 




Si3N4 


23 



On a monte le verre comme precedemment en double vitrage, sans puis 
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apres trempe. devolution optique apres trempe est la suivante : 

ATl = Tu apres trempe - Tl avant trempe = +2,4%, 
^ Ab* en reflexion exterieure = b* apres trempe - b* avant trempe = 2, 
^ Rlext apres trempe = 16,5%, 
5 ^ rapport Tu/FS = environ 62-63/33, 

II n'y a pas de piqure de corrosion, meme si les parametres de depot en 
sont pas parfaitement ajustes, et les defauts de demouillage sont tres petits et 
tres peu nombreux. 

Plusieurs configurations ou la couche absorbante se trouve entre une 
10 couche d'oxyde et une couche de nitrure ont ete testees en evaluant la qualite 
optique des empilements apres trempe. Ce sont les variantes de I'exemple 6 
detaillees ci-dessous (les epaisseurs de toutes les couches sauf celle de la 
couche absorbante sont les memes que celles selon Texemple 6): 
Exemple 6,1 

1 5 Substrat/Si3N4/ZnO/Ag/Ti/ZnO/ TiN(1 a 3 nm)/Si3N4/ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si3N4 
Exemple 6.2 

Substrat/Si3N4/ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si3N4/TiN (1 a 3 nm)/ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si3N4 
Exemple 6>3 

Substrat/Si3N4/ZnO/Ag/Ti/ZnO/Si3N4/ZnO/Ag/Ti/ZnO/TiN (1 a3 nm)/Si3N4 
20 Exemple 6,4 

Substrat/Si3N4/ZnO/Ag/Ti/ZnO/TiN(1 a 2 nm)/Si3N4/ZnO/Ag/Ti/ZnO/TiN (1 a 2nm)/Si3N4 
Cet exemple utilise done deux couches absorbarites. 
La qualite optique apres trempe de ces verres a ete evaluee par la densite 
des defauts de moins de 2 micrometres et par la densite des defauts d'au moins 
25 2 micrometres. Les configurations les plus favorables sont celles de I'exemple 
6.3 et celles de I'exemple 6.4 : 

pour I'exemple 6.3, avec 2 nm et 3 nm de couche absorbante, il nV a aucun 
defaut de plus ou de moins de 2 microns. 

pour I'exemple 6.4, il y a des defauts peu nombreux quand les deux couches 
30 absorbantes ont chacune une epaisseur de 1 nm, et aucun defaut si la premiere 
en partant du substrat a une epaisseur de 1 nm et la seconde une epaisseur de 2 
nm. (la configuration selon I'exemple 6,3 peut etre consideree come meilleure 
que celle de I'exemple 6.4, puisque Ion evite tout defaut avec 2 nm dans un cas, 
et 2+1 nm au moins dans I'autre cas). 
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pour I'exemple 6.2, la configuration optimale est observee avec 3. nm de 
couche absorbante (peu de d^fauts) 

^ pour I'exemple 6.1, la configuration optimale est observee avec 3 nm de 
couche absorbante egalement (aucun defaut de moins de 2 micrometres, peu de 
5 defauts dau moins 2 micrometres) 

^ par comparaison, si on reproduit I'exemple 6.1 en omettant la couche 
absorbante, on a apres trempe une forte densite a la fois de defauts de moins de 
2 micrometres et de defauts d'au moins 2 micrometres, densite redhibitoire pour 
un produit commercial. 

10 On voit done que deux parametres sent a prendre en compte pour assurer 

une bonne qualite optique apres trempe des empilements selon I'invention : la 
place de la ou des couches absorbantes dans Tempilement (de preference "dans" 
le dielectrique le plus exterieur ou dans le dielectrique intermediaire des 
empilements a deux couches d'argent), et sa ou leurs epaisseurs (variable suivant 

15 les configurations, mais de preference d'au moins 1,5 ou 2 nm, et meme plutot 
aux environs de 3 nm quand la couche absorbante est "dans" le dielectrique 
intermediaire). 

On voit aussi que la presence de la couche absorbante ameliore le 
comportement aux traitements thermiques de I'empilement dans son ensemble. 
20 Exemple 7 comparatif 

Cet exemple est donne a titre de comparaison, dans la mesure ou cette 
fois la couche absorbante est au contact direct du verre : 





Ex. comparatif. 
7 


Verre 


nm 


TiN 


1.4 


5i3N4 


31 


ZnO 


10 


Ag 


8.5 


Ti 


0.8 


ZnO 


10 


Si3N4 


62 


ZnO 


10 


Ag 


17,8 


Ti 


0,8 


ZnO 


10 



wo 02/48065 PCT/FRO 1/03955 

15 



Si3N4 



23 



On monte toujours de la meme fa?on le verre en double-vitrage, sans puis 
apres trempe : ATl = *A%, Ab* en reflexion exterieure = -2 a -3, quality optique 
tres mauvaise : enormement de piqures de corrosion; 

Cet exemple demontre que placer la couche directement au contact du 
5 verre a un impact desastreux sur la qualite optique du verre apres trempe, avec 
une augmentation de Tl significative. 

En conclusion, I'insertion d'une couche absorbante dans le visible (et 
au-dela) entre des dielectriques de type nitrure et/ou oxyde permet un controle 
fin de la transmission lumineuse, un gain de FS, sans les perturbations optiques 
10 qu'on aurait pu craindre, tout particulierement en reflexion exterieure et tout 
particulierement quand les couches subissent un traitement thermique : 
evolution optique globale de I'empilement limitee en cas de trempe (moins de 
+/-3% ou meme +/-2% en Tl), maintien d'un niveau de reflexion exterieure 
moderee et d'une colorimetrie satisfaisante en reflexion exterieure, qualite 
1 5 optique apres trempe satisfaisante. 

Les vitrages comportant un substrat muni de I'empilement selon 
I'invention peuvent aussi comprendre une ou plusieurs autres fonctionnalites : ils 
peuvent comporter, par exemple, un rev^tement anti-salissures a base de TiOa 
photocatalytique, un revetement hydrophobe a base de polymere fluore, un 
20 revetement hydrophile a base de Si02 ou SiOC, un ou plusieurs revetements 
antireflets. Ces revetements sont de preference disposes sur une au moins des 
faces exterieures des vitrages (les faces tournees vers I'exterieur, par opposition 
aux faces tournees vers la feuille thermoplastique interieure dans le cas d'un 
feuillete ou aux faces tournees vers la lame d'air, de gaz ou de vide dans le cas 
25 d'un vitrage isolant). 

I'empilement selon I'invention peut aussi etre chauffant, avec 
I'alimentation electrique et la connectique appropriee. 
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REVENDICATIQNS 

1. Vitrage comprenant au moins un substrat transparent muni d'un 
empilement de couches minces comportant une alternance de n couche(s) 
fonctionnelle(s) a proprietes de reflexion dans I'infrarouge et/ou dans le 
5 rayonnement solaire et de n+i revetements composes d'une ou plusieurs 
couches en materiau dielectrique, de maniere a ce que chaque couche 
fonctionnelle soit disposee entre deux revetements, caracterise en ce qu'au 
moins une couche absorbante dans le visible est inseree entre deux couches de 
materiau dielectritjue d'au moins un desdits revetements. 
10 2. Vitrage selon la revendication 1, caracterise en ce que I'empilement 

comporte une seule couche fonctionnelle disposee entre deux revetements. 

3. Vitrage selon la revendication 1 , caracterise en ce que I'empilement 
comprend deux couches fonctionneltes alternees avec trois revetements. 

4. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
15 que la (les) couche(s) fonctionnelle(s) est(sont) en argent ou en alliage 

metallique contenant de I'argent. 

5. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
que la(les) couche(s) absorbante(s) dans le visible est (sont) choisie(s) a base 
d'un metal ou d'un alliage metallique comme Ti, Nb, Zr ou NiCr, a base d'un 

20 oxyde metallique comme l'o;^de de chrome, I'oxyde de fer ou un oxyde 
sous-stoechiometrique de titane ou de zinc, ou a base d'un nitrure metallique 
comme le nitrure de titane, de niobium, de zirconium, de chrome ou de NiCr. 

6. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
que I'epaisseur de la (chacune des) couche(s) absorbante(s) dans le visible est 

25 inferieure ou egale a 7 nm, notamment inferieure ou egale a 5 nm ou a 3 nm, de 
preference comprise entre 1 et 2 nm. 

7. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
qu'une au moins des deux couches entre lesquelles est(sont) inseree(s) la les) 
couche(s) absorbante(s) dans le visible est en un materiau dielectrique a base 

30 d'un nitrure d'aluminium et/ou de silicium. 

8. Vitrage selon la revendication 7, caracterise en ce que la (les) 
couche(s) absorbante(s) dans le visible est (sont) inseree(s) entre deux couches a 
base de nitrure d'aluminium et/ou de silicium. 

9. Vitrage selon la revendication 7, caracterise en ce que la(les) 



wo 02/48065 PCT/FR01/039S5 

17 

couche(s) absorbante(s) dans le visible est (sont) deposee(s) entre une couche 
d'oxyde(s) metaUique(s) et une couche a base de nitrure de silicium et/ou 
d'aluminium. 

10. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce qu'au 
5 moins un-des revetements comprend une couche d'oxyde choisi parmi I'oxyde de 
zinc, d'etain, de titane, de silicium, de tantale, de niobium, de zirconium, ou un 
melange d'au moins deux d'entre eux. 

11. Vitrage selon Tune des revendications precedentes caracterise en ce 
que la ou chacune des couche(s) fonctionnelle(s) est au dessus d'un revetement 

10 dont la derniere couche est a base d'oxyde de zinc. 

12. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
que la ou chacune des couche(s) fonctionnelle(s) est en dessous d'un revetement 
done la premiere couche est a base d'oxyde zinc. 

13. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
15 que chacun des revetements comprend au moins une couche a base de nitrure 

de silicium et/ou d'aluminium. 

14. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
qu'une fine couche d'un metal ou d'un sbus-oxyde metallique est inser6e entre 
chaque couche fonctionnelle et I'un au moins des revetements qui I'entourent, 

20 notamment une couche sacrificielle a base de titane, niobium, nickel-chrome et 
de preference d'epaisseur inferieure a 2 nm. 

15. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
que I'empilement comporte deux couches fonctionnelles a base d'argent entre 
trois revetements, avec la (les) couche(s) absorbante(s) dans le visible inseree(s) 

25 dans le revetement " intermediaire " dispose entre les deux couches 
fonctionnelles et/ou dans le revetement « superieur » dispose au-dessus de la 
seconde couche fonctionnelle. 

16. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
que I'empilement est le suivant : 

30 Si3N4/ZnO/Ag/ZnO/Si3N4/TiN ou NbN/Si3N4/ZnO/Ag/ZnO/Si3N4 ou 

Si3N4/ZnO/Ag/ZnO/Si3N4/ZnO/Ag/ZnO/TIN ou NbN/Si3N4 ou 
Si3N4/ZnO/Ag/Ti/ZnO/ TiN / Si3N4/ ZnO/Ag/Ti/ZnO/ TiN /SijM, 
avec eventuellement de fines couches de metal partiellement ou totalement 
oxydees disposees sur I'une des faces au moins de chacune des couches 
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d*argent. 

. 17. Vitrage selon I'une des revendlcations prec^dantes, caracterise en 
qu'ii est sous forme de vitrage feuillet^, de vitrage asymetrique ou d'un vitrage 
multiple du type double vitrage. 
5 18.- Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 

que la(les) couche(s) absorbante(s) a (ont) une absorption lumineuse intrinseque 
d'au moins 3%, notamment comprise entre 4 et 1 5% ou entre 6 et 12%. 

19. Oouble-vitrage selon I'une des revendications precedentes, 
caracterise en ce que I'empilement comprend deux couches fonctionnelles a 

10 base d'argent, avec une transmission lumineuse Tl d'au plus 65%, notamment 
comprise entre 40 et 65%, une reflexion lumineuse exterieure Rl inferieure ou 
egale a 20%, notamment d'au plus 17%, et des valeurs de a* et b* en reflexion 
lumineuse exterieure inferieures ou egales a 1 , de preference negatives. 

20. Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce 
15 que la (les) couche(s) absorbante(s) dans le visible et/ou I'empilement de 

couches dans son ensemble n'evolue(nt) pas ou peu optiquement en cas de 
traitement thermique du type recuit, bombage, trempe. 

21 . Vitrage selon I'une des revendications precedentes, caractirise en ce 
qu'U est egalement muni d'au moins un autre revetement de fonctionnalit^ 

20 differente, notamment un revetement anti-salissures, un revetement 
hydrophobe, un revetement hydrophile, un revetement antireflets. 
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